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NOMBRE N°

1.- Para la viga de la figura se pide:

1°) Diagramas acotados de esfuerzos cortantes y de momentos flectores
2°) Dibujar a estima la elastica sefalando claramente las curvaturas y los puntos
de inflexion en caso de que existan

jsp K

/s | s [ s ]

s :
r- .

|

2.- Dimensionar las barras AB y BC

del semiportico de la figura con /4”
perfiles IPN.
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3.- Hallar la carga critica de Euler en
los dos planos principales de un soporte
de 3m biempotrado constituido por un
perfil hueco rectangular 60.40.4.
Comprobar en ambos casos si es valida
la aplicacion de la férmula de Euler.
Datos: E=210.000MPa ; 0,=200MPa
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